
CT200 ‐ Targets 12.01.2023

Cible Cathode n° Module n°
Diamètre 
[mm]

Purity 
[%]

Remark

Al2O3 C23 2 ‐ Oxydes et nitrures 100 99.99
SiO2 C21 2 ‐ Oxydes et nitrures 100 99.995
TiO2 C22 2 ‐ Oxydes et nitrures 100 99.99
Co C34 3 ‐ UHV ‐ Ferromagnétiques / Métaux 100 99.95
Fe C33 3 ‐ UHV ‐ Ferromagnétiques / Métaux 100 99.99
Ni C32 3 ‐ UHV ‐ Ferromagnétiques / Métaux 100 99.99
Ti C31 3 ‐ UHV ‐ Ferromagnétiques / Métaux 100 99.99

SiO2 C41 4 ‐ PLANAR 250 ‐ Diélectriques 250 99.995
Ge C53 5 ‐ UHV ‐ Semiconducteurs / Métaux 100 99.999
Si C54 5 ‐ UHV ‐ Semiconducteurs / Métaux 100 99.999
Sn C51 5 ‐ UHV ‐ Semiconducteurs / Métaux 100 99.999

Ge/Sn [94/6 at%] C52 5 ‐ UHV ‐ Semiconducteurs / Métaux 100 ?
Al C61 6 ‐ Nitrures 100 99.999
Sc C62 6 ‐ Nitrures 100 99.99
TiN C63 6 ‐ Nitrures 100 99.5
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